Ogtoszenie z dnia 16.01.2018
Zamkniecie konkursu po wyczerpaniu puli stypendidow!

Laboratorium
Technologii Nowych
Materiatéw Funkcjonalnych

ogtasza konkurs na stypendia

z mozliwoscia realizacji pracy dyplomowej (inz,
mgr lub dr) w dziedzinie chemii kwantowe;j:
badania nad przetamywaniem barier dostepnych
stopni utlenienia atomow metali

Obliczenia i analiza za pomocg metod teoretycznych nietypowych bardzo wysokich formalnych stopni
utlenienia (rozebranie atomow az do elektrondéw rdzenia) wybranych azotkéw, tlenkow i fluorkéw
metali przejSciowych i lantanowcéw.

Stypendia miesieczne w wysokosci 3000,00 zt

Wymagania od kandydatéw:
- studenci kierunkéw chemicznych, fizyki, lub pokrewnych multidyscyplinarnych,
- b. dobra znajomos$¢ j. angielskiego,
- znajomos¢ systemu operacyjnego typu UNIX/LINUX na poziomie co najmniej uzytkownika,
- umiejetnos$¢ programowania w dowolnym jezyku,
- mile widziana znajomosc¢ programoéw do obliczert kwantowo-chemicznych oraz metod chemii
obliczeniowej i podstaw teori chemii kwantowej,
- wysoka motywacja, systematycznos¢, umiejetnosé analitycznego myslenia i pracy w zespole,

Zgtoszenie powinno zawierac¢ (wraz z oswiadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych):

- zyciorys (CV),

- list motywacyjny,

- odpis transkryptu ocen ze studiéw,

- liste publikacji naukowych, stypendidw i nagrdd, (jesli dotyczy),

- liste konferencji, w ktérych brat udziat Kandydat wraz z tytutami i autorami wystgpien(jesli dotyczy),
- staze i praktyki zawodowe, inne osiggniecia (jesli dotyczy).

Zgtoszenia nalezy przesyta¢ na adres:

Uniwersytet Warszawski,
Centrum Nowych Technologii,
ul. Banacha 2c, Pokdj 5043, Lub
02-097 Warszawa
z dop. “Hi-Ox aplikacja”

pawel.szarek@cent.uw.edu.pl
w tytule maila
“Hi-Ox aplikacja”
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